
























































专利名称(译) 阴极沉积掩模和使用其制造有机发光显示装置的方法

公开(公告)号 US20140242737A1 公开(公告)日 2014-08-28

申请号 US14/087631 申请日 2013-11-22

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHUNG JIN KOO
KIM KYUNG HO
CHO KWAN HYUN

发明人 CHUNG, JIN KOO
KIM, KYUNG HO
CHO, KWAN HYUN

IPC分类号 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 B05C21/005 C23C14/042 C23C16/042 H01L27/3211 H01L51/0023 H01L51/5221 H01L51
/5225

优先权 1020130022154 2013-02-28 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种阴极沉积掩模。阴极沉积掩模包括交替排列的多个第一列和多
个第二列，多个第一列和多个第二列彼此平行并且沿着每列的长度限定
列尺寸，第一列每个包括多个开口的第二列，每个第一列中包括的多个
开口沿着相对于每个相邻第一列中的开口的列尺寸交替布置，并且包括
在每个第二列中的多个开口被布置相对于每个相邻的第二列中的开口，
沿着列尺寸交替地。
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